[image: image1.png]A INSTITUT PASTEUR OF SHANGHAI
Vme®” CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

N thERE Ll i ER AT ﬂ






2011年上海巴斯德所学术年会通知

    为总结2011年度科研成果，增进各研究组间的学术交流与合作，兹定于2012年2月23-25日举行上海巴斯德研究所2011年度学术年会（地点另行通知）。

    本次会议将分为特邀报告、2011年新进PI报告、PI重要进展报告、研究生/博后学术报告以及研究组墙报交流五个部分，同时会议将评选出优秀学术报告、优秀墙报等奖项。现将有关事项通知如下：

1、 研究生/博后学术报告由研究组长推荐，报告内容请勿与研究组墙报重复。请打算报告的研究组于2月15日前将报告人，报告题目及中英文摘要发至林晓静（xjlin@sibs.ac.cn）处。

2、 每个研究组/技术平台至少需提交一份墙报展出，墙报尺寸为：高110厘米，宽80厘米。由于场地环境限制，墙报将统一由研究所联系制作成X展架形式（制作费将从课题组分摊扣除）。请各课题组在2月17日(周五）前将墙报电子版发送至莫筱卫（xwmo@sibs.ac.cn)处。

3、 每个研究组/平台参加年会人数一般不超过5人（含课题组长）。各研究组长、平台负责人的会务费由研究所承担，其他人员的参会费用由研究组/中心承担。请将本组参会人员名单（标明：姓名、性别、身份证号码）于2月9日前发给林晓静（xjlin@sibs.ac.cn）登记。

注：大会特邀报告30分钟，提问15分钟；新进PI报告20分钟，提问10分钟；重要进展报告20分钟，提问10分钟；研究生/博后报告：10分钟，提问5分钟。
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